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(54) Bezeichnung : SUBSTRATTRAGER 

(57) Abstract: The invention relates to a sub­
strate support for receiving substrates or wa­
fers to be processed and for transporting said 
substrates or supports in or through processing 
installations. The aim of the invention is to 
provide a substrate support that has universal 
application, is easily adaptable for specific 
tasks and is economical in use of material. 
Said aim is achieved in that within a frame (1) 
made of longitudinal and cross supports (2, 3) 
a plurality of longitudinal and cross members 
(4, 5) are arranged intersecting in a grid-like 
manner, such that a base grid for directly or 
indirectly receiving substrates is formed. Both 
the longitudinal and cross supports (2, 3) and 
the longitudinal and cross members (4, 5) are 
positively connected to one another. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung be-
trifft einen Substrattrager zur Aufhahme von 
zu prozessierenden Substraten oder Wafern 
und zum Transport in oder durch Prozessanla-
gen. Mit der Erfindung soil ein moglichst uni-
versell einsetzbarer bzw. einfach fur konkrete 
Aufgaben leicht anpassbarer und Material spa-
render Substrattrager geschaffen werden. Er-

reicht wird das dadurch, dass innerhalb eines Rahmens (1) aus Langs- und Quertragem (2, 3) eine Vielzahl von Langs- und Quer-
stegen (4, 5) einander gitterrostartig kreuzend angeordnet sind, derart, dass ein Grundrost zur direkten oder indirekten Aufnahme 
von Substraten gebildet wird. Sowohl die Langs- und Quertrager (2, 3), als auch die Langs- und Querstege (4, 5) sind formschlus-
sig miteinander verbunden. 
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